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摘要(译)

一种在OLED面板上形成像素限定层的方法，包括以下步骤：（A）提供
基板; （B）在基板上形成平行条纹的多个第一电极; （C）在基材上涂布
一层非光敏聚酰亚胺或聚酰亚胺前体组合物; （D）首先预烘烤所述基
质; （E）在非光敏聚酰亚胺或聚酰亚胺前体组合物层上涂覆一层光致抗
蚀剂组合物; （F）第二次预烘烤基材; （G）通过将衬底暴露于掩蔽的辐
射并使光致抗蚀剂显影来形成光致抗蚀剂的图案; （H）蚀刻所述非光敏
聚酰亚胺或聚酰亚胺前体组合物的层，以形成图案化的聚酰亚胺或聚酰
亚胺前体组合物; （I）释放或剥离光致抗蚀剂组合物的图案化层; （J）
用图案化的非光敏聚酰亚胺或聚酰亚胺前体组合物烘烤基板，以形成像
素限定层。
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